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Aplikacia 3D tlace sa neustale rozsiruje do elektrochémie vdaka efektivnosti, ktoru
poskytuje pri vyrobe ¢lankov, ¢asti elektréd a dokonca aj samotnych elektrdd, najma
v maloobjemovej vyrobe. Proces tlace je jednoduchy, efektivny a ekonomicky vyhodny
pre vyrobu Sirokej $kaly produktov. Modelovanie technolégiou FDM (Fused Deposition
Modeling) vyuZiva termoplastické materidly, ako su kyselina polymliecna (PLA),
akrylonitril-butadién-styrén (ABS), akrylonitril-styrén-akryldt (ASA), nylon a iné
polyamidy.

Habilitacna praca Mgr. Sebechlebskej sa zaobera problematikou vyuZitia 3D tlace v
elektrochémii a matematickom modelovani elektrochemickych procesov a
interpretacie experimentdlnych dat. Samotna praca v rozsahu 31 strdn je rozdelend do
dvoch casti. V prvej Casti prace autorka struéne prezentuje suc¢asny stav vyuzivania 3D
tlace v elektrochémii a matematické modely procesov, ktoré aplikovala v ramci
vlastného vyskumu. V dalSej ¢asti prace su prezentované hlavné vysledky deviatich
profilovych poévodnych prac autorky, ktoré su sucastou prilohy. Praca je napisana
jasne, zrozumitelne, text prace je podporeny viacerymi ndzornymi schémami a
obrazkami. Grafickd stranka prace je taktiez na vybornej Urovni.

Podstatnu ¢ast habilitacnej prace predstavuju konciznou formou prezentované vlastné
vysledky aplikacie 3D tlace v elektrochémii. Medzi najvyznamnejsie vysledky prace
mozno uviest: (i) PLA vldkno obsahujuce med ako vodivu prisadu sa moéze pouzit na
vyrobu funkénych elektréod metédou 3D tlace s modelovanim taveného nanasania, (ii)
3D tlacené elektréody maju porovnatelné vlastnosti s konvenénymi kovovymi a
uhlikovymi elektrédami, (iii) navrh vyroby elektréd s optickym oknom umoziujuici UV-
vis absorpciu v rdmci spektroelektrochemického experimentu s vyuzitim 3D tladenych
opticky transparentnych elektrdd, (iv) vyvoj a vyuZitie opticky transparentnej
pracovnej elektrody z grafitovych tyciniek pre spektroelektrochemickd analyzu v
nevodnych rozpustadlach, (v) vyvoj integrovanej 3D tladenej elektrochemickej
platformy a jej aplikacia na studium chemickej reakcie oxidu uhlic¢itého s hydrazinom
a mnohé iné.
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Vysledky studii boli publikované v renomovanych c¢asopisoch s vysokym impakt
faktorom v Q1 kvartile, vo vyznamnych medzinarodnych vydavatelstvach. Napriek
kratkemu ¢asu od ich vydania na prdce je zaznamenany znacny citacny ohlas, ¢o svedc¢i
o ich kvalite a originalite.

Vzhladom na to, Ze prace presli oponentskym konanim, na autorku mam otazky, ktoré
mozZno povazovat za namety do diskusie:

1. Vodivost medzi vrstvami je kriticky faktor, pretoZe slabé prepojenie medzi
nanesenymi vrstvami mozZe zvysit odpor a znizit elektrochemickd Ucinnost. Aké su
moznosti zlepSenia adhézie a elektrickej vodivosti medzi vrstvami, aby sa zabranilo
anizotropnému elektrickému spravaniu?

2. Aky je sucasny stav vyvoja mikro-FDM s rozliSenim pod 100 mikrdnov s ciefom
umoznit pripravu sofistikovanejsich mikroelektrochemickych systémov?

3. Ako vidite variabilitu medzi tlacovymi SarZzami, ktord ovplyviiuje reprodukovatelnost
a brani Standardizacii, ktora je klicova pre regulacné schvdlenie a klinické alebo
environmentalne vyuzitie?

Zaver

Mgr. Tana Sebechlebska, PhD., je renomovana vysokoskolska pracovnicka s
pozoruhodnymi vedeckymi vysledkami v oblasti pripravy, charakterizacie a aplikacii
elektrochemickych systémov v 3D tlaci. Experimentdlna praca je vhodne podporend
matematickym modelovanim s cielom detailnejSieho pochopenia procesov
prebiehajucich na povrchu 3D elektréd. Publikaéna aktivita habilitantky dosahuje viac
ako 20 prdc v renomovanych impaktovanych ¢asopisoch s odozvou viac ako 270 SCI
citacii.

Na zaklade uvedeného doporucujem, aby habilitaéné konanie bolo ukonéené s tym,

Zze Mgr. Tana Sebechlebska bude menovana docentom v odbore habilitacného
konania , Fyzikalna chémia“.

V Bratislave, 18.02.2026 Prof. Marian Valko



